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1. INTRODUCAO:
Compostos de materiais poliméricos, reforgados com cargas com dimenses ~ * Impeddncia eletroquimica - a adigdo de MMT gerou um
nanométricas, tendem a apresentar melhoria e inovagdo em algumas decréscimo na resistividade do filme, com correntes de ordem
propriedades do material, quando comparados a compostos convencionais.  de grandeza menor em comparagdo a composictio sem MMT.
Entre estas propriedades, destacam-se a de barreira, flamabilidade,
impacto e resisténcia a brasdo, entre outras.

2. OBJETIVOS:
+ Obter nanocompdsitos base poliéster/MMT e base epdxi/MMT, para
aplicagdo em tinta em pé comercial.
+ Caracterizar a tinta-nanoestruturada e avaliar as propriedades fisicas e
anti-corrosivas do novo material aplicados sobre substratos de ago carbono.

3. METODOLOGIA:

Mistura manual dos 4.1.2 Corrosdo:
componentes da tinta, com

« Cdmara de Névoa Salina - as amostras com tinta sobre o
adigdo de 0, 2 e 4% de MMT

substrato  metdlico  fosfatizado  apresentaram  melhor

desempenho, pois a fosfatizagdo aumenta a rugosidade da
superficie, o que melhora ancoragem da tinta. A presenga de

¥

MMT aumentou o desempenho do revestimento no substrato

Extrusdo: mono e dupla rosca N
fosfatizado.

90°C
200 e 400 rpm
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\ 4.2 EPOXT:
4.2.1 Caracterizagdo:

4. RESULTADOS e DISCUSSAO: - Difragdo de Raios-X - Os picos deslocados sugerem a
. obtengdo de um nanocompdsito com estrutura intercalada.
4.1 POLIESTER:
4.1.1 Caracterizacdo: [
* Microscopia Eletrdnica de Transmissdo - formagdo de um W:

nanocompésito com particulas de argila distribuidas na matriz polimérica
na forma intercalada e esfoliada, e presenga de alguns tactdides.

Intensidad

Wit 5. CONSIDERACOES FINAIS:
| - O nanocompésito base poliéster obtido com concentragto de
o) = 2= e 2% de MMT apresentou melhor espalhamento no filme,
0% 2% 4% originando uma estrutura mais esfoliada. No entanto, ndo foi
- Difragdo de Raios-X - deslocamento dos picos para dngulos menores, EZEzQ/eI P2 roferfiicgide filme no teste de névoa

indicando a expansdo do espagamento "d001", causado pela intercalagdo
do polimero na argila, sugerindo uma estrutura mais esfoliada. +O filme base poliéster com 4% apresentou formagdo de
tactdides, ou seja, aglomerados de MMT, os quais podem ter
originado a redugdo da resisitividade do filme nos ensaios de
impedancia eletroquimica.
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